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摘要(译)

本发明涉及液晶显示器领域，尤其涉及一种彩膜基板及半透半反式液晶
显示装置，以解决彩膜基板及半透半反式液晶显示装置，当含有黑色矩
阵时，会导致开口率低，屏幕亮度不够；当增大开口率，使不同颜色像
素区域之间没有黑色矩阵后，若对盒精度略低时，会造成显示不良，且
相邻的两个不同颜色的滤光片易出现混色的现象的问题。本发明实施例
采用了将光孔分布在彩膜基板的两个相邻像素区域的邻接区域的方法，
增大了开口率，且相邻的两个相邻像素区域的邻接区域含有光孔，降低
了液晶显示器对盒精度不高时，液晶显示不良的可能性，解决了高开口
率的液晶显示器相邻像素区域容易产生混色的问题。
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